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UROUN BILGISI

Vaksis GUnEr cogunlukla fotovoltaik ince film arastirma ve gelistirme calismalarn icin
kullanilan ve bircok sayida vakum odasindan ve yUkleme odasindan olusan bir
platformdur. Bu platform dairesel kUme yapisina sahiptir ve asagidaki teknikleri ve
kombinasyonlar icerir.
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GUC KAYNAKLARI

-Sactrma Magnetron Kaynadi icin DC ve/veya RF GUg Saglayicisi

-Metal ve/veya Organik Buharlastirma Kaynaklan igin Efizyon Hicresi A.C. GUg¢ Saglayicisi
-Direnc Isitmall Buharlastirma Kaynagdi icin YUksek-Akim DUsUk Voltaj A.C. GUg Saglayicisi
-Elekiron Demeti Buharlastirma Kaynagi icin GU¢ Saglayicisi

-Kapasitif Eslesmis Plazma Kaynagi (CCP) icin DC ve/veya RF GUc Sadlayicisi ve IndUkdif
Eslesmis Plazma (ICP) Kaynagdi icin RF GU¢ Saglayicsi

YAZILIM

Sistem operasyonu kolay kullanilir bir yazlima sahipfir. Bu, sadece otomasyon ve kontrol
yaziimi degil, aynca kullanicinin ézel kaplama deneyimlerini tasarlayabildigi, daha énce-
den kullanilan proses parametrelerini inceleyebildigi ve gelistiriimis receteleri/kaplamalan
kullanabildigi bir yazilimdir.

Yaziim tarafindan yoritilen operasyonlarda insan ve makine guvenligi dnem agisindan ilk
sradadir. Grafik kullanici arayUzU kullaniciya kullanim sirasinda sistem durumunu gérme
imkani sunmaktadir.

info@vaksis.com

www.vaksis.com

VAKSIS AR-GE VE MUHENDISLIK | Bilkent Universitesi Merkez Kampis Cyberplaza, B-220 Bilkent 06800 ANKARA/TURKIYE




